1. Įrenginys nepažeistam amorfiniam silicio dioksidui ir ypatingo švarumo siliciui gauti iš augalų, apimantis žaliavos temperatūrinio apdorojimo įrenginį bei pakavimo įrangą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad temperatūrinio apdorojimo įrenginys apima keturis nuosekliai sujungtus įrenginius, dirbančius šilumos režimu:

garsinę-mechaninę plovyklą, kurios viduje vertikaliai sumontuotas velenas (3) su horizontaliomis mentėmis, plovyklos šoninėse sienelėse sumontuoti akustiniai šaltiniai (4), kurių virpesių dažnis derinamas su šalinamo cheminio elemento natūralios vibracijos dažniu, o plovyklos apačioje įrengtos perkaitinto garo ir pirokatalizės dujų padavimo angos (5,6);

magnetinę gaudyklę, kurią sudaro sluoksniais pakaitomis išdėstyti dielektrikai (12) ir pastovia elektros srove maitinami magnetų rinkiniai (10), kurie turi apverstos su nupjauta viršūne piramidės formą ir kur visos keturios sienelės aktyvios;

garsinę-mechaninę plovyklą, turinčią sienelėse sumontuotus akustinius šaltinius (15) ir apačioje įrengtas pirokatalizės dujų ir perkaitinto garo padavimo angas (16, 17) taip, kad garas su dujomis pakeltų apdorojamą žaliavą ir sukurtų joje „verdantį sluoksnį“;

magnetinę gaudyklę, skirtą galutiniam silicio dioksido išvalymui nuo magnetinių elementų magnetiniuose spąstuose;

banginį reaktorių, kurio centre sumontuotas vamzdis (25), ant kurio sekcijomis sumontuoti mikrobangų (23) ir akustinių bangų (24) blokų spinduliavimo langai, virš vamzdžio (25) yra apdorojamos medžiagos rezervuaras (22);

toliau išdėstyti įrenginiai, dirbantys šalčio režimu (temperatūra nuo -35 °C iki -40 °C): nanoreaktorius, kurio viduje sumontuoti nanovamzdeliai (30), išdėstyti mebiuso kilpos pavidalu, vamzdelių skaičius nelyginis, padarytos kilpos, kurių skersmuo pradžioje matuojamas milimikronais, o vėliau nanometrais, nanoreaktoriaus šoninėse sienelėse sumontuoti akustiniai šaltiniai (33), kurie spinduliuoja 0,1 - 20 Hz dažnio garso bangas;

uždaras, šaldomas ir termine izoliacine medžiaga padengtas konvejeris sujungtas su pakavimo įranga.

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad garsinėje-mechaninėje plovykloje esantis maišytuvo velenas (3) su mentėmis padengtas aliuminio lydiniu, išreikštu formule (AlRn)n, kur R - Mg, Mn, Si, Fe, Na, K. 

3. Būdas nepažeistam amorfiniam silicio dioksidui ir ypatingo švarumo siliciui gauti iš augalų, apimantis žaliavos temperatūrinį apdorojimą bei pakavimą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žaliavą ima iš pirokatalizės proceso, perdirbant atliekas, ir joje yra 93 - 95 % amorfinio silicio dioksido, žaliavą apdoroja dviem skirtingais temperatūriniais režimais: šiluma, kur temperatūra neviršija +450 °C, ir šalčiu, kur temperatūrą palaiko nuo -35 °C iki -40 °C, temperatūrą reguliuoja Ž. Rankės vamzdžiais, šilumos režimu amorfinį silicio dioksidą apdoroja garsinėje-mechaninėje plovykloje, kur amorfinį silicio dioksidą paduoda iš viršaus, o perkaitintą garą ir pirokatalizės dujas - iš apačios, amorfinį silicio dioksidą maišo ir apdoroja akustinių šaltinių sukeltais svyravimais, svyravimų dažnį parenka atitinkantį šalinamo elemento natūralios vibracijos dažniui, žaliavą gravitacijos jėgos stumia žemyn į kitą šilumos zonos įrenginį - į magnetinę gaudyklę. kur amorfinį silicio dioksidą valo magnetiniu lauku, surenkant metalus ir jų junginius, toliau amorfinį silicio dioksidą paduoda į kitą garsinę-mechaninę plovyklą, kurioje žaliavą veikia perkaitintu garu, pirokatalizės dujomis ir akustinių šaltinių sukeltais svyravimais, sukuriant žaliavos „verdantį sluoksnį“, virpesių sistemos normalaus režimo dažnį nustato veikti anglį, fosforą, chlorą, toliau dar kartą amorfinį silicio dioksidą apdoroja magnetinėje gaudyklėje magnetiniu lauku, paskutiniame šilumos režimo įrenginyje - banginiame reaktoriuje amorfinį silicio dioksidą veikia mikrobangomis, garso bangomis ir šiluma, išgarina visą skystį ir išgrynina nuo fosforo, kalio ir natrio junginių, išvalytą amorfinį silicio dioksidą paduoda į šalčio režimo zonoje esantį nanoreaktorių, nanoreaktoriuje amorfinį silicio dioksidą mebiuso kilpų trajektorijomis stumia gravitacinės jėgos ir paduodamų inertinių dujų slėgis bei infragarso bangos, kurių dažnis nuo 0,1 iki 7 Hz, amorfinį silicio dioksidą pakuoja šalčio zonoje, kur temperatūrą palaiko ne aukštesnę kaip -15 °C.
